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Plazmové depozicni systémy

Byl realizovan hybridni plazmovy HIPP (High Power Pulse) depozi¢ni systém, jenZ je zaloZzen na kombinaci
modifikovanych pulznich magnetronli s vysokym stupném ionizace a systému dutych katod s proudicim
pracovnim plynem. Systém pracuje v dudlnim pulznim HIPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering) +
MF (mid-frequency) rezimu excitace depozi¢niho plazmatu. Pfidani MF buzeni k HIPIMS pulzim vyznamné
zlepsuje kvalitu a adhezni parametry deponovanych optickych struktur. Dale realizovana laboratorni sestava
plavodni plazmové aparatury umoznuje pfipravu nanostrukturovanych funkénich systému vznikajicich depozici
nanoklastri s kontrolovanym rozdélenim jejich velikosti. Charakterizace depozi¢niho plazmatu je zaloZena na
specidlné modifikované hmotové spektrometrii B " Sc. \ y—
vznikajicich klastrd. Depozicni plazmova aparatura je ; ™
vybavena nosiCem substratd s moZnosti pfipojeni | '
bipolarniho pulzniho MF predpéti. Jedna se o
konfiguraci, jenZ je urCena predevsim pro pfipravu
dielektrickych optickych vrstev. Systém je velmi
vhodny pro pfipravu tenkych vrstev deponovanych na
tenké polymerni folie (napf. depozice PZT vrstev na
kaptonové félie s Cu elektrodou) a pro depozice
funkénich struktur na substraty s vodivou elektrodou
(kov, ITO, apod.). Hybridni plazmovy HIPP (High Power
Pulse) depozicni systém obsahuje moduly pro
charakterizaci  parametrld depozicniho plazmatu
pomoci rady ¢asoveé rozliSenych diagnostik. Jednd se o
Casové rozliSenou Langmuirovskou sondu, RFEA
analyzdtor pro méreni iontové rychlostni distribucni
funkce  (IVDF) a casové rozliSenou emisni
spektroskopii. Realizovany hybridni plazmovy systém
je urcen predevsim pro pfipravu funkcnich struktur
dopovanych oxidi typu TiO2, W03, Fe203, Y203,
Sc203, (BaxSr1-x)TiO3, ZrO2 ,,HfO2 ,Bi203, NiO, ZnO
apod. vcetné pripravy vybranych struktur nanoklastri
s kontrolovanou distribuci velikosti.
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